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(54) DUNG DỊCH PHỦ VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO RA DUNG DỊCH PHỦ NÀY



 

(21) 1-2021-03455 

(57) Sáng chế đề cập đến dung dịch phủ để tạo thành lớp thu bụi, trong đó dung dịch 

phủ này có thể được phủ đồng nhất, và lớp thu bụi được tạo ra không dễ dàng bong ra 

khỏi vật liệu làm chi tiết lọc, và cho phép thu gom các sản phẩm bột mịn có cỡ hạt nhỏ. 

Dung dịch phủ này để tạo thành lớp thu bụi trong bộ lọc thu bụi, và chứa bột mịn, 

dopamin hydroclorua, và chất dính. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra dung 

dịch phủ này. 
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